親水與疏水性多孔型薄膜之製備、物性分析與其在微過濾及薄膜蒸餾之應用(I)
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本年度研究工作主要是利用浸漬沈澱法及熱誘導相分離法製備聚偏二氟乙烯(PVDF)薄膜，探討以此二法製備薄膜時影響薄膜孔隙結構之參數，並以SEM、DSC、XRD等來作膜材物性分析。浸漬沈澱法所使用的系統為H2O/TEP/PVDF，藉由改變沈澱槽濃度，可獲得一系列不同孔隙結構的薄膜，當以純水為沉澱槽時，表面為一緻密的皮層，而沉澱槽之溶劑濃度逐步增加至70 wt%，可使薄膜上表面結構從帶有皮層，轉變為葉片狀結晶圍繞著孔洞的多孔型態。DSC及XRD分析顯示各薄膜之結晶度相近約為65%，熔點約為169度C。熱誘導相分離法則是使用DMSO/PVDF兩成份系統，並藉由改變製膜液之高分子濃度來調控其孔隙結構，隨著濃度由20 wt%增加至40 wt%，薄膜從帶有不同大小孔洞之表層，轉變為少數孔洞的皮層，最後形成緻密皮層；而截面也從長條狀通透孔隙變化為短條狀和類胞孔狀的結構。

